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Nanostruktarne povrchy oxidov kovov pre senzory plynov

Abstrakt:

Elektrénova litografia (EBL) je metdda na vykreslovanie vel'mi malych Struktur do elektronovo

citlivych materidlov (rezistov) s presne definovanou geometriou, tvarom a periddou.

Na detekciu plynov vyuZzivame tenku vrstvu polykrystalického oxidu titanicitého (TiO2) deponovanu
na odporovej vrstve oxidu kremicitého (SiO2), a to reaktivnym magnetronovym naprasovanim pri
izbovej teplote. Zakladnym principom detekcie plynov je zmena vodivosti tenkej vrstvy TiO2 po
expozicii plynom. Kontrolované zvd¢senie povrchu TiO2 je zdkladnym mechanizmom pre zvySenie
citlivosti senzora po expozicii plynom. Jednou z moznosti rozsirit’ povrch senzora je vykreslenie Struktar
pomocou EBL anasledne ICP leptv CF4/Ar plazme cez vhodny maskovaci material, napriklad
Cr maska vytvorena pomocou liftoff procesu s pouzitim dvojvrstvy PMMA alebo odolny negativny
rezist HSQ XR-1514. Dalsou metodou je vyuZitie nanocastic. Uvadzame vysledky vietkych metod.
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